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(64) Zatizeni na ozarovéni pevnych latek a/nebo kapalin a/nebo plyni

Za¥izeni na oza¥ovdni pevnych l&tek,
kapalin, nebo plynli, které sestdv4 ze zdro-
jb ionizujiciho za¥eni a ze zdroju nizko-
energetického elektromagnetického zd¥eni,
prifemZ oza¥ovany materidl je umistén tak,
aby na tento dopadalo jak ionizujici z&¥e-
n{, tak nizkoenergetické elektromagnetické
zéfenl. Mezi oza¥ovanym materidlem a zdroji
zd¥eni je moZno umistit stinéni, masky,
nebo Colky nebo kolima®ni systémy, nebo
je z&¥eni moZno usmé&rnovat pomoci zrcadel
do mist, kde md byt vyuZivdno. PY¥itom je
moZno oza¥ovany materidl umistit do oto&-
ného nebo do programov® posunovaného zafi-
zeni. Za¥izeni miZe byt vyuZito pro vytvrzo-
véni kapalnych, nebo zna&nd viskéznich
polymerizovatelnych systémil, nebo pro oza¥o-
van{ plynd, nebo pro oza¥ovéni pevnych létek
pro vytvd¥eni zbarveni v t&chto materidlech
a pro vytvaf¥eni jinak obti¥né dosa¥itelnych
barevnych dekorl, nap¥. u v¢robkt ze skla.
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Vyndlez se tykd za¥izeni na oza¥ovénf pevnych ldtek a/nebo kapalin a/nebo plynd, které
sestdvd ze zdroje ionizujiciho z&¥eni, neo ze sestavy zdroji ionizujfcihp zd¥enf{ a ze zdroje
nebo ze zdroji nfzkoenergetického elektromagnetického zd¥enf, p¥ifem? oza¥ovany materidl je
umistén tak, aby na tento dopadalo jak ionizujfci z&¥enf, tak nizkoenergetické elektromagne-
tické za¥enf a jak zdroje ionizujfcfho z&¥eni, tak zdroje nizkoenergetického elektrémagnetic—

kého z4feni mohou byt umistény ve stin&né kobce.

Dosud zndm& ozafovaci za¥fzeni jsou konstruovdna samostatn&. V radionuklidovych zdrojich
137Cs a daliZfch, nebo v elektrofyzikdlich
zdrojich jsou vyuZivdny urychlené elektrony z urychlova®l elektrond, nebo rovn&% elektro-

je vyuZivédno nap¥. z&¥eni gama radioizotopi 60Co,

magnetické zd¥enf nap¥. z.rentgenovych p¥fstroju a dal$i zndmé typy ionizujicfho zé¥enf a
zndmé typy z&¥i&G. Tyto zdroje z&¥eni jsou vyuZivdny pro celou ¥adu oza¥ovacich pracf napf.
pro iniciovani polymeradnich reakci, pro sterilizace a pro potladovdn{ mikrobidlni kontaminace
riznych materidld, pro iniciaci chemickych nap¥. fet&zovych reakci{ a tim nédsledn& pro vyrobu
riznych chemickych sloudenin, pro zlepSovani vlastnosti n&kterych polymernich materidlld, pro
vytvéd¥eni barevnych zmé&n v rdznych materidlech nap¥. ve skle a pro dals{f ufely. Pro podobné
Gely jsou vyuZfvdny i zdroje ultrafialového, p¥ipadn& viditelného z&feni. N&které udinky
ultrafialového zd¥eni jsou ale svou podstatou odli%né od u&inktG ionizujfcfho zdfeni a mecha-
nismus pusobeni na hmotu je rozdilny. P¥i pouZiti samostatnych oza¥ovacich z4¥fzeni je mo%no
dosdhnout ni%8{ iniciaéni rychlosti p¥islusngch reakci, nebo je mofno docilit koloriza&ni
efekty jednosusifho charakteru, nebo neni moZno sloZit&j${ barevné dekory nap¥. ve sklo vytvé-

fet vibec, nebo je moZno je vytvafet na sloZit&jZfch za¥izenich nap¥. ve dvou operacich.

Vy%e uvedené nedostatky jsou odstranény z&¥{zenim na oza¥ovdni podle vyndlezu, jehoZ
podstatou je to, Ze sestdvd ze zdrojﬂ'ionizujiciho zdFenf a ze zdrojd nizkoenergetického
elektromagnetického zd¥enf, p¥ilem? ozafovany materidl je umist&n tak, aby na tento dopadalo
jak ionizujici z&¥enf, tak nizkoenergetické elektromagnetické zd¥eni a jak zdroje ionizujiciho
z4¥enf, tak zdréje nizkoenergetického elektromagnetického zd¥eni mohou byt umistdny ve stind-
né kobce chréanici okoli, p¥i&emZ mezi zdroji z&¥eni a mezi oza¥ovanym materidlem mohou byt
unist&ny masky, kolimadni systémy, p¥ipadn& &oky, nebo stindnf a ozafovany materidl miZe
byt umistén v otodném, nebo v programové posunovaném za¥izeni.

Pro usmdrnovani nizkoenergetického elektromagnetického z&¥eni do mist, kde md byt vyuZivé-
no, je mo%no pouiit zrcadla, s vyhodou kovov&. Umist&€nim zdrojd ionizujfciho zd¥enf a zdrojl
nizkoenergetického elektromagnetického zd¥eni tak, Ze zpracovdvany materidl je soulasné& oza-
Yovan ionizujicim i nizkoenergetickym elektromagnetickym zéfenim'je dosahovéno vy%3fho G&inku
v tom smyslu, Ze v n&kterych p¥ipadech nap¥. p¥i polymeradnich postupech jsou dosahovdny vy53{
iniciaéni rychlosti, zv143t& p¥i pouZiti fotosensibilizdtorld, v jinych p¥fpadech jsou G&inky ‘
ionizujiciho z&Y¥eni naopak bud potlaovdny, nebo Gpln& eliminovdny jak je tomu nap¥. p¥i
vytvé¥eni koloriza®nich efektl ve sklech, co? je moZno vyuZit k vytvd¥eni barevnych dekoru.

O&inek je moZno zesflit tim, %e mezi zdrojem z&¥eni a mezi oza¥ovanym materidlem je umis~
t&no stinéni, nebo masky, nebo &o¥ky, nebo kolima&ni systémy, nebo jsou pou¥ita zrcadla,
kterd usm&rnuji zd¥enf do mist, kde m& byt zd¥eni vyuZivdno. Usporddé&nim za¥izeni na oza¥ovént
tak, Ze je oza¥ovanym materidlem otddeno, nebo Ze je oza¥ovany materidl programov& posunovén,
je moZno dosdhnout dalsi vy$31 G&inky, nap¥. pfipravit jiné barevné dekory na vyrobcich ze
skla, které jsou jinak nedosaZitelné, nebo obtiZné dosaZitelné.

Jako zdroje ionizujiciho zd¥eni v za¥fzeni na oza¥ovlni podle vynédlezu je moZno pouZit

60Co, 137Cs, 90Sr + QOY aj.),

nebo elektrofyzikdlnf zdroje nap¥. urychlovade elektronl, nebo zdroje rentgenova zéd¥enf. Jako

s vyhodou radionuklidové zdroje zd¥eni gama, p¥ipadn& beta (nap¥.

zdroje niZkoenergetického elektromagnetického z&¥enf{ je moZno pouZit zdroje ultrafialového
z4¥eni (nap¥. vodikové, deuteriové, xenonové, nebo rtutové vybojky), zdroje viditelného z&¥eni

a/nebo tepelného z&¥eni (nap¥. infralampy).

Jako zdroje nizkoenergetického elektromagnetického z&¥eni je mo%no s vyhodou pouZit

.
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kohorentni zdroje zafeni s vyskokymi méfn?mi svételnymi toky (napf. lasery s oxidem uhlili-
tym) . V p¥ipad® nutnosti je mo¥no kolimovany svazek nizkoenergetického elektromagnetického
z4¥en{ zavést do oza¥ovaci kobky pomoci vhodnych optickych systémi (nap¥. pomoci zrcadel a

&olek) z prostoru mimo ozafovaci kobku.

Na vykresu je na obrdzku 1 zndzorn&no jedno takovéto za¥fzenf na oza¥ovdni. V oza¥ovaci
kobce s vyhodou s betonovym stin&nim 1, se zdroji ionizujiciho zdfeni gama 2 a se zdroji
ultrafialového z&¥eni 3 je umistén oza¥ovany plochy materidl nap¥. sklo 4 s vyhodou mezi' zdro-
ji ionizujicfho z4¥eni a mezi zdroji ultrafialového z4¥eni. Mezi zdroji ultrafialového zé¥eni
a ozafovanym materidlem je p¥itom umist&na maska 5, kterd propouStfi ultrafialové sYétlo pouze
na ndkterd mista ozafovaného p¥edmétu, takZe v mistech ozafovanych ultrafialovym zd¥enim do-
ch&z{ k soudasnému z&niku vznikajicich barevnych center. Proti rozpt§ylenému ultrafialovému
zéd¥eni je materidl chréné&n stindnim 7 nap¥. z tentkého hlinikového plechu.

Na vf¢kresu na obr. 2 je v ndrysu zndzorndno jiné ozaF¥ovéci za¥fzenf, kde v oza¥ovaci
kobce se stin¥nim 1 se zdroji ionizujicfho z&¥eni{ 2, které jsou umistény v ty¢i v linedrni
sestavé a se zdrojem ultrafialového z&¥eni 3 je ozatovany p¥edmét 4. Mezi zdrojem ultrafialo-
vého z&¥eni 3 a oza¥ovanym pfedmétem 4 je umisténa maska 5, kterd vymezuje ozafovani pouze
zvolenych mist na oza¥ovaném pfedmétu a ultrafialové zd¥eni je koncentrovdno parabolickym
zrcadlem 6. Proti rozptylenému ultrafialovému zd¥eni je materidl chrénén tenkym plechovym
stin&nim 7.

Intenzita zd¥eni gama je potladena vhodn& umist&nym stinénim 8 z té&Zkych kovi. OzaFovany
predmdt je umistén na otolném za¥fzeni 9. Za¥izeni na ozafovadni je moZno vyuZivat pro vytvr-
zovani kapalnych, nebo znadn& viskoznich polymerizovatelnych systéml, pro oza¥ovéni plyni,
nebo sm&s{ plynd za G&elem iniciovdni ¥ady chemickych reakci, pro oza¥ovéani pevnych létek
jak amorfnich, tak krystalickych, pro dosahovani rtznych fyzikdlnich zmén nap¥. optickych,
elektrickych, mechanickych aj. t&chto materidld, nap¥. k vybarveni a/nebo pro vytva¥eni jinak

obti¥n& dosaZitelnych barevnych dekort.

PREDMET VYNALEZU

1. Za¥{izenf na oza¥ovéni pevnych ldtek a/nebo kapalin a/nebo plynd vyznalené tim, Ze
sestdvd ze zdroje (2) ionizujiciho z&¥eni nebo ze sestavy zdrojd (2) ionizujiciho zé&¥eni a
ze zdroje (3) nebo ze zdroju (3) nizkoenergetického elektromagnetického za¥eni v rozmez{ vlno-
vych délek od 100 nm do 10 um, pfidem? oza¥ovany materidl (4) je umistény v prostoru dopadu
jak ionizujfcfiho z4¥eni, tak nfzkoenergetického elektromagnetického za¥enf a jak:'zdroje ioni-
zujicfho z4¥eni, tak zdroje nizkoenergetického elektromagnetického zd¥eni mohou byt s vyhodou

umistdny v ozafovaci kobce s vyhodou s betonovym stin&nim (1).

2. 2atizeni podle bodu 1 vyznalené tim, Ze mezi zdrojem (2) ionizujicfho zd¥eni a/nebo
zdrojem (3) nizkoenergetického elektromagnetického z&¥enf{ a mezi oza¥ovanym materidlem (4)
je umist®no stin&nf{ (8) a/nebo jsou umistdny masky (5) a/nebo &o&ky a/nebo kolimadni systémy
a/nebo jsou u zdroji (3) nizkoenergetického elektromagnetického z&¥eni umisténa zrcadla (6)

pro usm&rnovadni z4¥en{ do mist, kde mé byt z&Y¥eni vyuZivéno.

3. za¥izenf podle bodu 1 a 2 vyzna&ené tim, Ze ozaFovany materidl (4) je umistén na oto&-

ném za¥izeni (9) nebo v programové posunovaném za¥izeni.

2 vykresy
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